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二、说明、目录、图表目录

 光刻胶又名&ldquo;光致抗蚀剂&rdquo;，光刻胶具有光化学敏感性，通过利用光化学反应，

并经光刻工艺将所需要的微细图形从掩模版转移到待加工基片上。光刻胶被广泛应用于光电

信息产业的微细图形线路的加工制作，是微细加工技术的关键材料，可应用于PCB、LCD与

集成电路等下游领域。

近年来中国光刻胶市场高速发展，2020年，中国光刻胶市场规模达176亿元，较2019年增加

了18亿元，同比增长11.4%。我国大陆凭借劳动力成本和终端市场需求等优势逐渐成为全球最

大的电子信息产品制造基地，随着半导体、PCB、面板产能的不断增长，上游材料光刻胶市

场需求实现同步增长，光刻胶产量快速增长。2020年，我国光刻胶产量达13万吨，同比增

长18.2%；2021年我国光刻胶产量约15万吨。目前大陆生产光刻胶的企业较少：北京科华、苏

州瑞红、潍坊星泰克、飞凯光电、永太科技、容大感光，北京科华和苏州瑞红g线正胶、i线

正胶均取得量产，北京科华KrF（248nm）光刻胶已经通过中芯国际认证，南大光电ArF

（193nm）光刻胶也已经于2020年12月通过客户认证。  

近年来，光刻胶行业政策频发。2021年4月13日，中国财政部、海关总署、国家税务总局公布

《关于2021-2030年支持新型显示产业发展进口税收政策的通知》，光刻胶等将获进口税收优

惠支持。2021年5月，由中国石油和化学工业联合会发布的《化工新材料产业&ldquo;十四

五&rdquo;发展指南》正式出炉。《指南》列出了&ldquo;十四五&rdquo;产业发展的重点任务

：其中，《指南》指出要抢占一批高科技制高点。要突破一批新型催化、微反应等过程强化

技术，并大力发展聚砜、聚苯砜、聚醚醚酮、液晶聚合物等高性能工程塑料，电子特气、电

子级湿化学品、半导体光刻胶、电子纸等高端电子化学品，苛刻环境下耐溶剂高分子分离膜

等。  

虽然目前国内对高档光刻胶材料（例如ArF光刻胶）严重依赖进口，但是国内市场规模高速增

长，全球光电信息产业都在逐渐向中国转移。目前国家出台了一系列政策鼓励科研机构和企

业不断加大研发投入。我国有望突破光刻胶技术的突破，逐步进行进口替代。  

中企顾问网发布的《2024-2030年中国光刻胶市场评估与投资战略研究报告》共十二章。首先

介绍了光刻胶含义及发展历程、全球光刻胶行业发展、以及光刻胶发展环境，接着对我国光

刻胶行业发展进行了细致的解析，然后对半导体光刻胶、面板光刻胶及PCB光刻胶做了深入

分析。随后，报告对光刻胶行业重点国内外企业的经营状况进行了详细解读。最后，报告重

点介绍了光刻胶行业的投资情况，还对光刻胶行业的未来发展前景进行了科学的预测。  

本研究报告数据主要来自于国家统计局、住建部、工信部、财政部、中企顾问网、中企顾问

网市场调查中心、以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分



析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对光刻胶行业有个系统

深入的了解、或者想投资光刻胶行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。  
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